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摘要(译)

逼真的超声成像模拟需要对与不同成像散斑外观对应的散射体进行建
模。散射体生成器获取多个超声信号样本，每个超声信号样本与不同的
超声捕捉对应，并且根据超声信号样本和相关联的点扩展函数而重建散
射体表示。点扩散函数(PSF)可以从由于射束控制产生的在相同参考位置
处多个图像获取来估计。然后，重建的散射体可以直接用于超声模拟
中，或者可以应用散射体建模的附加步骤。统计分布参数化或纹理合成
可以被用于对散射体进行建模。不同的散射体模型可以用于不同的同质
区域。可以通过散射体生成器将重建的散射体和/或散射体模型登记到散
射体库中。
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